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プリントアンテナ

シミュレーション

	▪ シミュレーションツールの使用：CST 
Studio SuiteTM（Microwave Studio）
	▪ 複雑なアンテナの縮尺に合致した表示と
その適用環境
	▪ アンテナ特性のシミュレーション（散乱パ
ラメータ、VSWR、波動インピーダンス、3D
指向性、等）

製造

	▪ R2Rのスクリーン印刷とグラビア印刷、シ
ートからシートおよびR2Rのインクジェッ
ト印刷
	▪ 各種の剛体基板と可撓性基板（ポリマー
（PET、PEN、等）、紙、布地、金属薄板）へ
の印刷

特徴

	▪ アンテナ特性（散乱パラメータ、VSWR、波
動インピーダンス、3D指向性、等）の計測
	▪ 計測範囲：9 kHz～30 GHz

概要

印刷された導電パターンを示すプリントア
ンテナは、無線周波数認識（RFID）技術の用
途において重要な役割を果たします。この
分野は、産業と小売業の環境における物流
と無線通信用途を対象とします。
フラウンホーファーENASの主な能力の1つ
に、改造されカスタマイズされたRFアンテ
ナの設計、シミュレーション、印刷／製造、お
よび特性評価があります。このようなアンテ
ナは、従来の印刷（スクリーン、グラビア印
刷）に加えインクジェット技術に基づくデジ
タル作製装置を利用して製造することがで
きます。これらのデジタル作製システムによ
り、大規模生産用の非常にフレキシブルで
経済的な最適化されたアンテナの製造プロ
セスをアンテナ1つのバッチサイズに縮小
することができます。

設計 

用途に向けたアンテナ（モノポール、ダイポ
ール、パッチ、アレイ等）の設計
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